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Abstract (en)
Removal of nitrous oxides in an air separation plant involves treatment of liquid, from the high-pressure column, in which it is concentrated. It is
important to remove nitrous oxide, which has a comparatively high melting point, from the circuit before solid particles block the heat exchangers.
This is done by occasionally purging the sump of high pressure column (6) at (16) and passing the liquid, which will contain all of the nitrous oxide,
into a cleaning vessel (17) in which the nitrous oxide is removed by physical adsorption. Alternatively the purge liquid is warmed in a heat exchanger
to a point where the nitrous oxide can be separated as a solid or liquid fraction. A counterflow material exchange method could also be used. The
cleaned fluid then rejoins the process via line (18). The main flow of the oxygen enriched portion is removed at (13), at least one theoretical, or
practical, floor (material exchange section (15)) above the air inlet (5), to continue the process in a conventional manner in the low-pressure column
(7). Krypton and Xenon, also present in the sump liquid, can be concentrated and separated from the nitrous-oxide-free liquid leaving vessel (17).
Methods for recovering cooling energy, involving further compression and conventional expansion through a turbine, are described.

Abstract (de)
Das Verfahren und die Vorrichtung dienen zur Tieftemperaturzerlegung von Luft. Verdichtete und vorgereinigte Einsatzluft (3, 5) wird in ein
Rektifiziersystem zur Stickstoff-Sauerstoff-Trennung eingeleitet, das eine Drucksaule (6) aufweist. Mindestens ein Teil der verdichteten und
vorgereinigten Einsatzluft wird der Drucks&ule (6) zugespeist (5). Eine sauerstoffangereicherte Fraktion (13) wird der Drucksaule (6) entnommen und
einem weiteren Arbeitsschritt (7) innerhalb des Rektifiziersystems zugeleitet (14). Die sauerstoffangereicherte Fraktion (13) wird mindestens einen
theoretischen oder praktischen Boden (15) oberhalb der Stelle entnommen, an der verdichtete und vorgereinigte Einsatzluft (5) der Drucksaule
zugespeist wird. Vom Sumpf der Druckséaule (6) wird eine Spiilfraktion (16) flissig abgefihrt, in flissigem Zustand einer Reinigungsstufe (17)
zugefihrt, in der N20 entfernt wird, und als gereinigte Spdlfraktion (18) der Reinigungsstufe (17) entnommen. <IMAGE>
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